
1120-WCTS-1 

五間厝南遺址 

代號：1120－WCTS 
地理環境 

座標 東經 120º16'15”；北緯 23º5'26”  2 ºTM：E175300×N2554500m  
行政隸屬 臺南縣新市鄉三舍村 
地理區 嘉南平原－臺南海岸平原 
海拔高度 3.3－3.9m 
所屬水系 大洲排水線（大洲溪支系／鹽水溪集水區） 
相關道路 南 134 鄉道新港橋北側、環西路一段 
簡要描述 遺留沿大洲排水右岸（西岸）分布，並向西延伸約 60 公尺，現

今主要為園區綠 26 用地，並延伸入專 35 產業用地內。地勢平坦，

上層土質屬砂頁岩砂壤土，下層則為砂頁岩坋壤土。 
遺址狀況 

遺物分布

(範圍) 
烏山頭類型分布較廣，沿河岸分布約 350 公尺，埋藏深度約在

1.0 公尺左右，一般區域遺留分布密度不高，僅灰坑及陶片群見

有較豐富之遺留。鞍子類型遺留分布偏南，僅見少數灰坑零星分

布，埋藏深度約在海拔 1.9 公尺左右。西拉雅文化灰坑更難，應

為大道公遺址之延伸，僅見零星灰坑。 
面積 400×75m，面積約 30000 ㎡ 
保存狀況 1. 遺址西側專 35 用地業經搶救發掘。 

2. 遺址東側綠 26 用地規劃為公園綠地，且遺留埋藏深，保存狀

況良好。 
文化類型 大湖文化烏山頭類型／蔦松文化鞍子類型／西拉雅文化 
年代 約 2800~2000／1800~1400／500~300B.P. 

實驗室編號 性質 原始數據 
(B.P.) 

或然率中

值(B.P.) 
誤差範圍

（B.P.） 
文化類

型 
海拔高

度(m) 相關文獻 備  註 

NTU-4437 木炭 2440±110 2522 
2354 

| 
2709 

烏山頭

類型 0.4 
臧振華

等，2004 

烏山頭類型文化

層 
N12-T8P1L46c 

NTU-3975 木炭 2170±70 2172 
2066 

| 
2307 

烏山頭

類型 0.5 
臧振華

等，2004 

烏山頭類型灰坑

PIT(N10-T8P6L
45F1)                                    

NTU-3970 木炭 2020±140 1987 
1820 

| 
2284 

烏山頭

類型 0.6 
臧振華

等，2004 

烏山頭類型文化

層 
N10-T2P4L44d                                                 

NTU-3980 木炭 1380±40 1295 
1266 

| 
1327 

鞍子類

型 0.3 
臧振華

等，2004 

鞍子類型灰坑 
(N11-T1P4L47F
1(a))，定年疑有

誤                                           

GX-27790 木炭 260±70 310 
4 
| 

456 

西拉雅

文化 2.6 
臧振華

等，2004 
西拉雅文化灰坑 
 TP1L24  

遺跡 墓葬（含甕棺）、灰坑、陶片塚堆、人工溝渠。 
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遺物類別(附照片) 

文化遺物 ■石器■陶器 □骨器 □木器 □貝器 □金屬器  □其它 
說明： 
陶器： 烏山頭類型：灰黑夾砂／泥質陶片，器型見罐、瓶、缽、

盆；灰黑色泥質紡輪、灰黑色泥質網墜。 
鞍子類型：紅褐色夾砂／泥質陶片、紅褐色夾粉白碎礫陶

片；紅褐／灰黑泥質陶環、人頭形陶器。 
石器： 烏山頭類型：石英砂岩斧鋤形器、變質玄武岩錛鑿形器、

板岩刀形器、板岩鏃形器、玉管珠。 
自然遺物 ■動物 ■植物 □岩石 □土壤 □其它 

說明： 
烏山頭類型：獸魚骨、植物種子。 
蔦松類型：貝類、獸魚骨、植物種子。 

遺址代表意義 
文化意義 1.具多層文化遺留。 

2.與大道公遺址可完整代表南科園區晚期史前文化內容。 
3.埋藏深，保存狀況良好。 

評鑑等級 2008/10/02 臺南縣政府審議會指定綠 26 用地內之遺址範圍為縣 
級遺址。 

建議事項 
遺址處理： 1. 縣級遺址，依文化資產保存法及遺址監管保護辦法相關規定，

進行監管保護。 
行政處理 □深入研究 □列冊追踪 ■遺址指定：縣級  

研究簡史 
1. 2003/2/11 臺南科學工業園區道爺遺址未劃入保存區部份搶救考古計劃計

畫鑽探發現。 
2. 2003/3/1~2003/5/25 臺南科學工業園區道爺遺址未劃入保存區部份搶救考

古計畫搶救發掘。 
參考文獻 

臧振華等 

2004 臺南科學工業園區道爺遺址未劃入保存區部份搶救考古計劃期末報 

告。南部科學工業園區管理局委託；中央研究院歷史語言研究所執行。 
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土地使用現況 
附近景觀 說明： 

 
遺址位於奇美電子公司一廠及四廠間之綠 26 用地間。 

使用現況 □荒廢地  □農耕  ■景觀綠地   □建築區  □其它 
說明： 
遺址西側業經搶救發掘，東側為馬路覆蓋及綠地，保存狀況佳。 

執行單位：財團法人樹谷文化基金會 
計畫主持人(或代表人)：朱正宜                          填表人：劉鵠雄 

 




